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Vazeni kolegové, zakaznici a pratelé nanosvéta, mame pro Vas opét nékolik
zajimavych novinek a zprav.

v prveé fadé bychom Vas radi upozornili na to, Ze se blizi vystava LaborExpo 2009,
ktera se bude konat ve dnech 7. a 8. fijna opét v Kongresovém centru v Praze na
Pankraci. Stanek nasi firmy naleznete v hlavnim vystavnim sale. Zaregistrujet se na
strankach vystavy, mlzete si vytisknout vstupenku a ziskat poukazky na obcerstveni

zdarma http://www.laborexpo.cz/

A LABOREXPO

V¥ PRAHA -7.-8.10. 2009

SPM/AFM

Na stanku nasi firmy budou vystaveny nasledujici SPM mikroskopy:
1) Mikroskop NTEGRA — univerzalni SPM mikroskop pro méfeni na vzduchu, v
kontrolované atmosféfe ale i ve vakuu do 10 (-2) torr. Na stanku bude
k dispozici systém pro méfeni na vzduchu s moznosti skenovani vzorkem i
sondou.
2) Mikroskop Solver NEXT — pIné automatizovany SPM mikroskop za pfiznivou

cenu. Tento pristroj ziskal cenu R&D 100 pro rok 2009. Toto prestizni ocenéni

ziskava kazdy rok 100 vyrobku( z oblasti laboratorni techniky, které pfinaseji
nejvice inovaci za dany rok.

3) Siroké spektrum piislusenstvi pro SPM techniky



Na stanku nasi firmy bude béhem vystavy k dispozici také aplikaéni technik
firmy NT-MDT, vyrobce vySe uvedenych SPM mikroskopu, ktery Vam
poradi s aplikaci SPM techniky pro Vase vzorky. Je také mozné si

prinést si vlastni vzorky a otestovat méreni primo na nasem stanku.

Firma NT-MDT také inovovala AFM hroty typu NSG a CSG pro AFM méfeni. Hroty
vyrabéné novou technologii maji nyni garantovany primér hrotu 10 nm, typicky
prumér je 6 nm. Cena, oznaeni a specifikace hrotl pfitom zustavaji stejné. Na
stanku budou k dispozici také testovaci vzorky hrotd HA_NC (Etalon) s raménkem

z polykrystalického kifemiku, které vynikaji vysokou reprodukovatelnosti vlastnosti

jednotlivych hrotu.




Novy aplikac¢ni list od NT MDT - Molecular Machines: from electronics to
biology. Doporu€ujeme k prohlédnuti tento velmi zajimavy aplikaéni list, ktery
si mlzete stahnout zde.

http://www.rmi.cz/editor/image/analytika/pdf cz 152.pdf

Nanoindentace

Radi bychom Vas informovali, Zze jsme v Ceské republice jiz nainstalovali prvni
systém TI-950. Jedna se o nejvysSi model firmy Hysitron a novinku roku 2009. Tento
systém vynika velmi nizkym Sumem, rychlou zpétnou vazbou (26x rychlejSi nez u
pfedchozich modell), moznosti méfeni v rozsahu sil <30 nN do 10 N (pfi pouziti
obou méficich hlav bez nutnosti vymény hlav béhem méfeni), vysokou mirou
automatizace méreni a velkou prachodnosti vzorkl. Velmi zajimavou zpravou pro
stavajici i potencionalni uzZivatele z Cech, Slovenska a Polska je jist& také planované
otevieni aplikaéniho centra firmy Hysitron ve spolupraci s CVUT Praha.
Toto centrum bude také vybaveno nejvysSim modelem firmy Hysitron TI-950 vcCetné

nanoDMA, otevieni se planuje na zaCatek listopadu 20009.

Vice informaci o systému TI950 ziskate zde: High End 3D
nanoindentation/Microindentation systém TI950.




DalSi novinkou je moznost pouziti unikatniho systému picoindentace PI195
(vice informaci zde) nyni také v kombinaci s SEM mikroskopy. Zejména u SEM
vybavenych FIB a nanomanipulatory se oteviraji zcela nové unikatni moznosti, jako
je napfiklad méfeni mechanickych vlastnosti jednotlivych nanovlaken (FIB slouzi
k uchyceni nanovlakna k pikoindentoru).

Vite, Ze nanoindentace dnes nachazi uplatnéni v Sirokém spektru
aplikaci (biologické materialy, keramika, MEMS a MOEMS, studium kovovych
materialt, polymerud, tenkych filmd, ... ). Uceleny pfehled aplikaCnich lista je

k dispozici na strankach firmy Hysitron zde. Tyto aplikacni listy jsou volné ke stazeni.

Elektronova mikroskopie

Firma RMI se od roku 2009 stalé zastupcem americké firmy ASPEX, ktera se
specializuje na vyrobu robustnich elektronovych mikroskopl pro primysl, vyzkum a
vysoké Skoly. Tyto mikroskopy je mozné pouzit jednak jako univerzalni SEM s
extremné jednoduchou obsluhou (napfiklad bezproblémové umisténi ve
studentskych laboratofich na univerzitach), hlavni doménou firmy ASPEX je ale

automatizovana analyza Castic na filtrech a automatizovana metalograficka analyza.




Automatizovana analyza €astic na filtrech je jednim z dalezitych pozadavku primysilu.
Analyzou Castic zachycenych na filtrech mizZeme nejen charakterizovat rizné typy
aerosoll, ale zejména ji mizeme pouzit pro analyzu defektl a opotfebeni u rlznych
strojnich soucasti (analyza €astic po filtraci riznych medii), kontrolu Cistoty vyrobnich
procesu, pfipadné pro detekci cizorodych Castic ve farmaceutickém primyslu nebo
pfi vyrobé& naroCnych zafizeni (filtrace Cistych kapalin nebo kapalin po promyti
vyrobku).

Pro analyzu castic na filtrech se tradiéné vyuZivaji SEM mikroskopy
(skenovaci elektronové mikroskopy) ve spojeni s elektronovou mikrosondou nebo
mikroXRF spektrometry. Pouziti klasicky elektronovych mikroskopu je komplikovano
malou analyzovanou plochou a velmi malou rychlosti analyzy pfi klasickém mapovani
prvkového sloZeni. Metoda je €asové velmi narocna a vyzaduje ¢asteCné manuaini
vyhodnoceni ziskanych dat a urcité zkuSenosti operatora. Pouziti mikroXRF je
zase omezeno nizkym rozliSenim (do 10 um), které je nedostatecné pro fadu aplikaci,
navic je problematicka detekce kysliku, ktery je dualezitym faktorem pfi
posuzovani charakteru nékterych ¢astic.

Soucasné pozadavky prumyslu narazeji na dva limity — snahu o detekci i
velmi malych ¢astic (velikosti fadové ve stovkach nm) a zejména na vykonnost
metody. Posuzujeme-li napfiklad Castice o velikosti vétsi jak 5 um, jsou typické pocty
¢astic na filtrech o priméru 30 mm v tisicich nebo dokonce desetisicich. Takovéto
soubory jiz neni mozné zpracovat klasickym SEM mikroskopem.

Firma ASPEX vyvinula pro tuto aplikaci fadu specializovanych SEM
mikroskopul, nékdy nazyvanych také jako ,elektron beam particle analyzers®. Tato
zafizeni vyuzivaji optimalizovanou konfiguraci elektronové optiky, modifikované
fizeni elektronového paprsku a zejména specializovany software. Pro detekci
prvkového slozeni se pouZzivaji vykonné SDD detektory (Silicon Drift Chamber
Detector). Tyto systémy jsou schopny automaticky identifikovat Castice na filtru,
archivovat jejich obraz s vysokym rozliSenim a provézt jejich prvkovou analyzu.
Vykonnost systému v pIné automatickém reZimu je pfitom velmi vysoka, umoznuje
kompletni analyzu az 4000 ¢astic za jednu hodinu. RozliSeni systému je od 10 do 25
nm v zavislosti na zvoleném modelu. Systémy jsou vybaveny velmi pokroCilym
software, ktery provadi zcela automatickou analyzu a nasledné vyhodnoceni souboru
dat, v€etné ruznych statistickych analyz, kategorizace castic dle jejich geometrie

a slozeni atd. V letodSnim roce firma uvedla na trh také prvni stolni systém ASPEX



eXpress. Kromé automatizované analyzy Castic na filtrech jsou k dispozici i dalSi
aplikace, v€etné specializovanych software pro automatizovanou analyzu vmeéstku a
fazi u kovovych materiall, pro analyzu prvkové nehomogenity tablet ve
farmaceutickém primyslu nebo pro automatizovanou analyzu povystielovych zplodin
v kriminalistické analyze. Pfistroje mohou byt zaroven pouzity i jako tradicni SEM
mikroskopy pro velké vzorky s plné automatizovanym motorizovanym stolkem, EDS
analyzatorem analyzujicim prvky od boru a moznosti prace jak za vysokého tak i
variabilniho vakua. Vyhradnim zastupcem firmy ASPEX pro Ceskou republiku,

Slovensko a Polsko je firma RMI s.r.o. Vice informaci ziskate zde.

Americka firma Evex uvadi na trh novou modelovou fadu stolnich elektronovych
mikroskopu MiniSEM (SX-1500, SX-3000), brozura ke stazeni je zde . DalSi
novinkou je ,,Charge reduction modul“, ktery vyrazné snizuje vytvareni naboje na
povrchu vzorku a umoziuje tak méfit i nevodivé vzorky bez nutnosti pokovovani
nebo pouziti variabilniho vakua. Vice informaci bude k dispozici na naSem stanku
béhem vystavy. Zajemci o MiniSEM systémy mohou navstivit také nasi aplikacni
laborator a vyzkouSet si praci s nejvy§8§im modelem SX-3000 osazenym Spikovym

EDX systémem s QDD detektorem.

Antivibracni systémy

Firma RMI vyrazné rozSifila svoji nabidku v oblasti antivibracnich systému.

V souCasné dobé nabizime feSeni na bazi vSech dostupnych technologii a



zastupujeme dvé vedouci firmy v oboru antivibraci — firmu TMC z USA, ktera je

nejvétsim svétovym vyrobcem antivibracnich systémud a firmu HWL (v USA je znama

pod znaCkou Table Stable), ktera se specializuje na Spickova feSeni v oblasti aktivni

antivibrace pro malé a stfedni systémy (do hmotnosti ).

pasivni antivibraéni desky TMC na bazi vostinového profilu

optické antivibracni stoly (i velkych rozmérta) TMC

pneumatické antivibraéni systémy (od malych stolkd pro SPM/AFM az po
velké optické stoly) TMC

malé deskové 3D aktivni antivibra¢ni systémy HWL

malé modularni 3D aktivni antivibracni systémy (mozné sestavovat z vice
samostatnych elementl fizenych z jedné fFidici jednotky — vhodné pro SEM,
nanoindentace, .....) — vhodné pro zafizeni do 800 kg HWL

stfedni modularni 3D aktivni antivibraéni systémy (mozné sestavovat z vice
samostatnych elementl fizenych z jedné fidici jednotky — vhodné pro vétsi
SEM, TEM, ..... ) — vhodné pro zafizeni do 1800 kg HWL

rozsahlé aktivni antivibrani systémy TMC — vhodné pro rozsahlé systemy

jako jsou urychlovace ¢astic, ....

Na nasem stanku bude vystaven maly modularni systém 3D aktivni antivibrace od
AVI 350 od firmy HWL (vice informaci zde).
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